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© Vorrichtung und Verfahren 2um Haltern eines Werkstucks sowie Anwendung des Verfahrens 

© Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfah- 
ren zum Ansaugen des Werkstucks an etne ringformige 
Anlageflache eines Anlagekorpers. Durch das Ansaugen 
werden die Anlageflache und eine Ansa ugf I ache des 
Werkstucks in einen reib - und formschlussiq enJContakt 
gebracht. Dabei wirkt auTeinen Abschnitt der Ansaugfla- 
cfie^ein vom Ansaugdruck verschiedener weiterer Druck. 

Das Verfahren wird zur chemischen Materialbehandlung / 
einer Behandlungsoberflache des Werkstucks verwendet, ~J 
wobei die durch den Kontakt umschlossene Oberflache S 
vor einem Einwirken einer reaktiven Substanz geschutzt 
ist. 
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Bcschreibung 



Die Erfindung betriffteine Vorrichtung zum Haltern eines 
Werkstucks durch Ansaugcn des Werkstucks an einen Anla- 
gekorper, wobci cine Anlageflache des Anlagekorpers und 
eine Ansaugflache des Werkstiicks einander zugewandt an- 
geordnet sind und die Anlageflache des Anlagekorpers min- 
destens eine AnsaugofTnung zum Ausiiben eines Ansaug- 
drucks auf einen Ansaugabschnitt der Ansaugflache des 
Werkstiicks aufweist. Eine derarlige Vorrichtung ist bei- 
spielsweise durch das deutsche Gebrauchsmuster 94 06 244 
bekannt geworden. Neben der Vorrichtung wird ein Verfah- 
ren zum Haltern eines Werkstiicks und eine Anwendung des 
Verfahrens vorgestellt. 

Ein Werkstuck ist beispielsweise ein Mehrschichtkorper, 
bestehend aus einer Substratschicht und einer auf der Sub- 
stratschicht aufgebrachten funktionelJen Schicht. Bei einer 
Herstellung eines solchen Mehrschichtkorpers kann es not- 
wendig sein, daB eine Seite bzw. Oberflache des Mehr- 
schichtkorpers chemisch behandelt wird. Beispielsweise ist 
auf dem SubsLrat eine Ausgangsschicht der funktionellen 
Schicht aufgebracht. Durch ein Einwirkcn einer reaktiven 
Substanz wird aus der Ausgangsschicht die funktionelle 
Schicht gebildet. Die reaktive Substanz kann gasformig, 
fliissig oder in einer Flussigkeit gelost angewendet werden. 
Bei einer Behandlung der Ausgangsschicht kann die reak- 
tive Substanz eine von der zu behandelnden Oberflache ver- 
schiedenen Oberflache des Mehrschichtkorpers verunreini- 
gen, was eine Weiterverarbeitung des Mehrschichtkorpers 
storen konntc. In dicscm Fall muBte sich eine Rcinigung der 
verunreinigten Oberflache an die chemische Behandlung 
des Mehrschichtkorpers anschlieBen. Die verunreinigte 
Oberflache kann aber auch durch ein Einwirkcn der reakti- 
ven Substanz zerstort werden. Dies kann dazu fiihren, daB 
der Mehrschichtkorper unbrauchbar ist. 

Um dieses Problem zu umgehen, wird beispielsweise die 
Oberflache des Mehrschichtkorpers abgeklebt, die im Ver- 
lauf des HersteUungsprozesses nicht mil der reaktiven Sub- 
stanz verunrcinigt werden soil. Eine anderc Moglichkeit bc- 
steht darin, den Mehrschichtkorper so auf eine ringformige 
Dichtung a ufzulegen , daB die Oberflache des Mehrschicht- 
korpers, die~bearbeitet werden soli, von der Dichtung um- 
schlossen ist. Beirn Spiilen der Oberflache mil einer Fliissig- 
keit gelangt diese Flussigkeit weitgehend nicht auf die Seite 
des Mehrschichtkorpers, die nicht bearbeitet werden soil. 
""*" Aus der zitierten Gebrauchsmusteranmeldung ist eine 
Vorrichtung zum Haltern eines Werkstucks in Form einer 
Leiterpjatte bekannt. Danach weist die Vorrichtung einen 
ringformigen, elastomeren Anlagekorper auf. Der Anlage- 
korper umschlieBt eine AnsaugofTnung. Das Werkstuck ist 
uber eine Ansaugflache des Werkstiicks gegen eine Anlage- 
flache des Anlagekorpers ansaugbar. Durch ein Ansaugen 
entsteht ein form- und reibschliissiger Kontakt zwischen der 
Anlageflache des Anlagekorpers und der Ansaugflache des 
Werkstiicks. Der Auflagckorpcr ist in cine Stirnscite eines 
Tragerkorpers eingesetzt und uberragt die Stimseite gering- 
fugig. 

Eine derarlige Vorrichtung kann zum Haltern eines Mehr- 
schichtkorpers wahrend einer Behandlung des Mehrschicht- 
korpers mil einer reaktiven Substanz verwendet werden. 
Diese Vorrichtung bietet aber kcine Losung fur das Problem, 
daB eine Oberflache des Mehrschichtkorpers vor einem Ein- 
wirkcn der reaktiven Substanz geschutzi wird. Wiirde zum 
BeispicI der Mehrschichtkorper iiber cine nicht zu behan- 
delnde Oberflache an die Vorrichtung angesaugt werden, be- 
steht die Gefahr, daB bei einem unzureichenden formschlus- 
sigen Kontakt zwischen dem Anlagekorper und dem Mehr- 
schichtkorper durch den Ansaugdruck die reaktive Substanz 
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an dieiu^schutzende Oberflache des Subslrals gesaugt wird. 
's^WfgafeeAler Erfindung ist es, aufzuzeigen, wie ein Werk- 
stiick wahrend eines Einwirkens einer reaktiven Substanz si- 
cher gehaltert und gleichzeitig eine Oberflache des Werk- 
stiicks vor einem Einwirkcn der reaktiven Substanz gc- 
schutzt werden kann. 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum Haltern 
eines Werkstucks durch Ansaugen des Werkstucks an einen 
Anlagekorper gelost, wobei eine Anlageflache des Anlage- 
korpers und eine Ansaugflache des Werkstucks einander zu- 
gewandt angeordnet sind und die Anlageflache des Anlage- 
korpers mindestens eine AnsaugofTnung zum Ausiiben eines 
Ansaugdrucks auf einen Ansaugabschnitt der Ansaugflache 
des Werkstucks aufweist. Die Vorrichtung ist dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anlageflache in einem Abstand zur 
AnsaugofTnung mindestens eine weitere Offnung aufweist 
zum Ausiiben eines vom Ansaugdruck versjehiedenen weile- 
ren Drucks auf einen weiteren Abschnitt der Ansaugflache 
des Werkstucks und die AnsaugofTnung die weitere Offnung 

ringformig umschlieBt. 

Das Werkstuck ist beispielsweise ein oben beschriebener 
Mehrschichtkorper. Der Mehrschichtkorper weist beispiels- 
weise die Ansaugflache auf der Substratseite auf. Vorzugs- 
weise sind die Ansaugflache des Werkstucks und die Anla- 
geflache des Anlagekorpers plan. Diese Flachen konnen 
aber auch anders gestallen sein. Beispielsweise sind diese 
Flachen zueinander paBgenau geformt. In einer besonderen 
Ausgestaltung der Erfindung weist die Anlageflache ein ela- 
stomeres Material auf. Dies betrifTt insbesondere die Anla- 
geflache des Anlagekorpers. Dadurch kann cine PaBgcnau- 
igkeit der Ansaugflache und der Anlageflache errcicht wer- 
den. 

Der grundlegende Gedanke der Erfindung besteht darin, 
durch das Ansaugen einen reib- und formschlussiger Kon- 
takt zwischen der Anlageflache des Anlagekorpers und der 
Ansaugflache des Werkstucks zu ermoglichen. Dadurch, 
daJJ die AnsaugofTnung die weitere Offnung ringformig um- 
schlieBt, kann durch den reib- und formschlussigen Kontakt 
ein wciterer Abschnitt der Ansaugflache in Form einer In- 
nenoberflache der Ansaugflache entstehen, die gegen den 
Ansaugdruck und gleichzeitig gegen eine auBere Umgebung 
isoliert ist. Die auBere Umgebung ist beispielsweise eine 
Reaktionsumgebung zur Behandlung der Ausgangsschicht 
der funktionellen Schicht des Mehrschichtkorpers. Somit 
wird gewahrleistet, daB die reaktive Substanz von der Innen- 
oberflache des Mehrschichtkorpers abgehalten wird. 

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die AnsaugofT- 
nung in einem Randbereich der Anlageflache und die wei- 
tere Offnung in einem vom Randbereich umgebenen Innen- 
bereich der Anlageflache angeordnet. Beispielsweise bein- 
haltet die weitere Offnung ein Zentrum der Anlageflache. 
Ziel dabei ist es, einen moglichst groBen Abschnitt der An- 
saugflache zu schiitzen. 

In einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung ist die 
Ansaugoffnung ringformig. Dies gelingt beispielsweise da- 
durch, daB der Anlagekorper einen auBeren und einen inne- 
ren Dichtungsring mit gleicher Hone aufweist. Die Dich- 
tungsringe sind so ineinander gelegt, daB die beiden Dich- 
tungsringe eine gemeinsame Anlageflache bilden. Ein Zwi- 
schenraum zwischen dem auBeren und dem inneren Dich- 
tungsring bildet die ringformige AnsaugofTnung. Der innere 
Dichtungsring bildet die weitere Offnung, die durch einen 
Innendurchmesserdes inneren Dichtungsrings gekennzeich- 
nel ist. Die Offnung ist durch den inneren Dichtungsring ge- 
gen den Ansaugdruck isolierbar. 

Die auf diese Weise gebildete AnsaugofTnung kann aus 
mehreren Segmentcn aufgebaut sein. Beispielsweise verbin- 
det die beiden Dichtungsringe ein Steg, der eine gleich Hone 
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wie die Dichtungsringe aufweist. Durch diesen Steg entste- 
hen zwei gegeneinander pneumaiisch isolierbare Druck- 
kammem. Jede Kammer bildet ein Segment der Ansaugoff- 
nung. Die Anzahl der Segmente ist beliebig. 

In eincr weiteren Ausgestaltung der Erfindung umschlicBt 
eine Vielzahl von Ansaugoffnungen ringformig die weitere 
Offnung. 

Beispielsweise sind die Ansaugoffnungen in einem be- 
stimmten Abstand zueinander zu einem Ring angeordnet, 
Dieser Ring umschlieBt die weitere Offnung. Eine derartige 
Anordnung gelingt insbesondere bei einem Anlagekorper, 
der einen evakuierbaren Hohlkorper aufweist. Der Hohlkor- 
per ist beispielsweise ein Schlauch. Die Anlageflache wird 
durch eine Mantelflache des Schlauch gebildet. Die Mantel- 
flache weist entiang einer axiaien Ausdehnung des 
Schlauchs die Vielzahl von Ansauglochem auf. Die Ansau- 
glocher konnen in einer Reihe oder gegeneinander versetzt 
angeordnet sein. 

In einer weiteren Ausgestaltung ist der Anlagekorper an 
einer Trageroberflache eines Iragerkorper angeordnet ist, so 20 
daB die Anlageflache von der Trageroberflache abgesetzt ist. 
Der Tragerkorper ist beispielsweise ein Platte. An diese 
Platte kann der Anlagekorper geklebt sein, wobei der Anla- 
gekorper die Platte iiberragt. Der Anlagekorper ist beispiels- 
weise ein Schlauch. Wird auf eine derartige Vorrichtung ein 25 
planes Werkstuck gelegt, so entsteht zwischen der Anlage- 
flache des Schlauchs und dem Werkstuck ein Kontakt. Es 
wird ein Hohlraum durch den Schlauch, den weiteren Ab- 
schnitt der Ansaugflache des Werksliicks und einem Teil der 



nen Behandlungsoberflache des Werksliicks durchgefuhrt. 
Insbesondere wird die Materialbehandlung chemisch durch- 
gefuhrt. Es wirkt auf die Behandlungsoberflache bzw. auf 
eine ganze Schicht des Mehrschichtkorpers eine reaktive 
Substanz ein. Die reaktive Substanz kann gasformig, fliissig 
oder in einer Fliissigkeit gelost sein. Dabei konnen alle 
denkbaren chemischen Prozesse ablaufen. Beipielsweise 
findet beim Einwirken der reaktiven Substanz eine Redoxre- 
aktion statt. Beispiele fur solche reaktiven Substanzen sind 
Ammoniak, Chlor, Sauerstoff, Thioharnstoff, und Cadmi- 
umsulfat. Denkbar ist aber auch, daB die Materialbehand- 
lung physikalisch durchgefuhrt wird. Beispielsweise wird 
durch diese Behandlung Material abgetragen. Dies gelingt 
beispielsweise durch Schleifen oder durch Einwirken einer 
15 Strahlung (z. B. elektromagnetische Strahlung oder Teil- 
chenstrahlung). Mit dem Verfahren ist sichergestellt, daB 
das abgetragene Material, die reaktive Substanz und/oder 
ein Produkt der chemischen Materialbehandlung von der zu 
schiitzenden Oberflache abgehalten wird. 

Sollte es vorkommen, daB die reaktive Substanz in einen 
auBeren, wahrend des Haltems unter Unterdruck stehenden 
Ansaugraums gelangt, wird diese Substanz automatisch ab- 
gesaugt. Die Substanz gelangt nicht an die geschiitzte Ober- 
flache. 

Bei einer chemischen Materialbehandlung ist es vorteil- 
haft, wenn der Auflagekorper bzw. die Auflageflache gegen- . 

uber der reaktiven Substanz inert ist. L 

Das Verfahren wird insbesondere zum Herstellen einer 
Dunnfilmsolarzell e verwendet. Bei einer derartigen Solar- 



Oberflache des Tragerkorpers gebildet. Dieser Hohlraum ist 30 zelle ist beispielsweise auf einem Glassubstrat eine Aus- 



gegenuber dem Ansaugdruck isoliert. Es kann auf den wei- 
teren Abschnitt der Ansaugflache des Werkstucks ein vom 
Ansaugdruck verschiedener Druck wirken. 

Zur Losung der Aufgabe wird neben der Vorrichtung ein 
Verfahren zum Haltern eines Werksliicks durch Ansaugen 35 
einer Ansaugflache angegeben. Dieses Verfahren, das insbe- 
sondere mit einer oben beschriebenen Vorrichtung durchge- 
fuhrt wird, weist folgende Verfahrensschritte auf: a) Zuein- 
ander Anordnen der Ansaugflache des Wcrkstiicks und der 
Anlageflache des Anlagekorpers und b) Ausuben eines An- 40 gende Vorteile 
saugdrucks auf einen ringformig gebildeten Ansaugab- 
schnitt der Ansaugflache durch mindestens eine Ansaugoff- 
nung der Anlageflache, so daB die Anlageflache und die An- 
saugflache in einen reib- und formschliissigen Kontakt ge- 
bracht werden und daB in einem vom Ansaugabschnitt um- 45 
gebenen weiteren Abschnitt der Ansaugflache ein vom An- 
saugdruck verschiedener weiterer Druck wirkt. 

In einer besonderen Ausgestaltung wirkt auf den weiteren 
Abschnitt der Ansaugflache ein Druck von etwa einer At- 
mosphare. Es kann aber auch ein vom Atmospharendruck 50 
abweichender Druck angelegt werden. 

Insbesondere wird bei dem Verfahren als Werkstuck eine 
Platte verwendet. Die Platte ist beispielsweise ein Substrat 
aus Glas, Keramik oder Metall. Die Platte wird mit einer 
Seite auf die Anlageflache des Anlagekorpers gelegt. Eine 55 
Ausdehnung der Anlageflache ist vorzugsweise so gestaltet, 
daB die Platte am Rand der Seite auf der Anlageflache zu lie- 
gen kommt und am Rand der Platte der form- und reib- 
schlussige Kontakt hergestellt wird, Dadurch gelingt es, na- 



gangsschicht auf Kupfer-Indium-Galiium-Diselenid-Basis 
aufgebracht. Zur Herstellung der funktionellen Schicht der 
Dunnfilmsolarzelle wird ein sogenannter D ip-ProzeB durch- 
gefuhrt. Dabei wirkt auf die Ausgangsschicht z. B. Ammo- 
niak, Thioharnstoff und Cadmiumsulfat ein. Damit die Sub- 
stratseite frei von diesen reaktiven Substanzen bleibt, wird 
das erfindungsgemaBe Verfahren unter Verwendung der ent- 
sprechenden Vorrichtung angewendet. 

Mit der Erfindung ergeben sich zusammenfassend fol- 



- Ein Materialbehandlung einer Oberflache eines 
Werkstucks kann selekuv, einfach und sicher durchge- 
fuhrt werden. 

- Eine Oberflache des Werkstucks kann vor dem Ein- 
wirken einer reaktiven Substanz oder eines Produkt der 
Materialbehandlung leicht geschutzt werden. 

- Ein sich normalerweise an eine Materialbehandlung 
anschlieBender Reinigungs- oderWaschprozeB entfallt. 

- Es ist moglich, eine gegen eine reaktive Substanz an- 
fallige Beschichtung eines Werkstucks zu verwenden. 

- Mit der Erfindung konnen groBflachige Werkstiicke 
verarbeitet werden. Die laterale Ausdehnung solcher 
Werkstiicke kann im Bereich von Metern (z. B. bis zu 5 
Meter) liegen. . 



Anhand mehrerer Ausfuhrungsbeispiele und der dazuge- 
horigen Zeichnungen wird im folgenden eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum Haltern eines Substrate vorgestellt. 



hezu die gesamte Seite der Platte gegen ein Einwirken einer 60 Die Figuren sind schematisch und slellen keine maBstabsge- 



reaktiven Substanz zu schiitzen. Dadurch, daB der Ansaug- 
druck nicht auf die gesamte Ansaugflache, sondem nur am 
Rand der Ansaugplatte wirkt, konnen beliebig groBe Platten 
verwendet werden. Die Platte behalt wahrend des Ansau- 
gens ihr Form. Eine Verfonnung der Platte tritt nicht auf. 

In einer besonderen Ausgestaltung wird wahrend des Hal- 
tems eine Materialbehandlung einer vom Ansaugabschnitt 
und dem weiteren Abschnilt der Ansaugflache verschiede- 



treuen Abbildungen dar. 

Fig. 1 zeigt eine erste Ausfuhrungsform der Vorrichtung 
zum Haltern eines Werkstucks von oben. 

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt einer ersten Ausfuhrungs- 
65 form der Vorrichtung mit einem Werkstuck von der Seite. 
Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt einer Anlageflache eines 
Anlagekorpers. 

Fig. 4 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der \forrich- 
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lung zum Ansaugen eines Subslrats. 

Kig. 5 zeigt eincn Querschnitt der wciieren Ausfiihrungs- 
form der Vorrichtung mil einem Werkstuck von der Seite. 

Fig. 6 zeigt Schritte des Vcrfahrens zum Haltern des 
Wcrkst iicks. 

Eine erste Ausfiihrungsform der Vorrichtung 1 zum Hal- 
tern eines Werkstucks 2 verfugt uber einen Anlagekorper 3 
in Form eines elasiomeren, evakuierbaren, ringformigen 
Schlauchs. Der Schlauch 3 ist auf eine Trageroberflache 4 
eines platlenformigen, quadratischen Tragerkorpers 5 ent- 
lang eines Rands des Tragerkorpers 5 so aufgeklebt, daB der 
Anlagekorper 3 die Trageroberflache 4 uberragt. Der Tra- 
gerkorper 5 hat eine Kantenlange von L2-m. Ein Teil der 
Mantelflache des Schlauchs 3, der der Trageroberflache 4 
abgewandt ist, und der axial zur Langsausdehnung 6 des 
Schlauchs 3 gerichtet ist, ist die Anlageflache 7. In der An- 
lageflache 7 sind Ansaugoffnungen 8 enthalten. Die An- 
saugoffnungen 8 sind in Reihe entlang der Langsausdeh- 
nung 6 des Schlauchs 3 angeordnet. Der ringformige 
Schlauch 3 weist eine Innenoffnung auf. Diese Innenoff- 20 
nung bildet die w eitere Offnung 17 der Anlageflache 7. 

Auf diese Vorrichtung wird ein Werkstuck 2 in Form ei- 
nes plattenformigen, quadratischen Mehrschichtkorpers ge- 
iegt (Verfahrensschritt 61). Der Mehrschichtkorper 2 besteht 
aus einem Substrat bzw. einer Substratschicht 9 aus Glas 25 
und einer auf einer Substratoberflache 10 angebrachten Aus- 
gangsschicht 11 einer herzustellenden funktionellen 
Schicht. Die Ausgangsschicht 11 weist Kupfer, Indium, Gal- 
lium und Selen auf. Der Mehrschichtkorper 2 hat etwa die 
glciche latcrale Ausdchnung wie der Tragcrkorper 5. Der 30 
Mehrschichtkorper 2 wird so auf den Anlagekorper 3 gelegt, 
daB eine der Substratoberflache 10 entgegengesetzte An- 
saugflache 12 des Mehrschichtkorpers 2 auf der Anlagefla- 
che 7 zu liegen kommt. 

Tin zweiten Verfahrensschritt 62 wird der Schlauch 3 eva- 35 
kuiert. Uber die Ansaugoffnungen 8 wird ein Ansaugdruck 
13 auf die Ansaugabschnitte 14 der Ansaugfl ache 12 ausge- 
ubt. Die Ansaugabschnitte 14 sind entsprechend den An- 
saugoffnungen 8 in einem Randbercich der Ansaugflachc 12 
angeordnet. Die Ansaugabschnitte 14 umschlieBen ringfor- 40 
mig einen weiteren Abschnitt 15 der Ansaugflache 12. Die- 
ser weitere Abschnitt 15 ist durch die weitere Offnung 17 
der Anlageflache 7 vorgegeben. Durch das Ansaugen wird 
ein form- und reibschliissiger Kontakt 23 zwischen Ansaug- 
flache 12 und Anlageflache 7 erzeugt. Durch diesen Kontakt 45 
23 ist der Hohlraum 18, der durch den Schlauch 3, die Trag- 
eroberflache 4 und den weiteren Abschnitt 15 der Ansaug- 
flache 12 umgrenzt wird, pncumatisch gegen den Ansau- 
graum 19 und damil auch gegen" die Reaktionsumgebung 
isoliert. Auf den weiteren Abschnitt 15 der Ansaugflache 7 
wirkt ein vom Ansaugdruck 13 v^r^chiedener JDruck 16. 
Dieser Druck 16 entspricht etwa dem^lmoipharendruck. 
" Im weiteren Verfahrensschritt 63 findet eine Materialbe- 
handlung der Ausgangsschicht 11 slatt. Es wird die funktio- 
nelle Schicht durch Einwirken von reaktivcn Substanzcn auf 
die Behandlungsoberflache 25 gebildel. Die reaktiven Sub- 
stanzen sind Ammoniak, Thioharnstoff und Cadmiumsulfat. 

In einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Vorrichtung 
besteht der Anlagekorper 3 aus einem auBeren und einem in- 
neren Dichtungsring 20 und 21. Die Dichtungsringe beste- 
hen aus einem Silikonelastomer. Beide Dichtungsringe 20 
und 21 sind auf die Trageroberflache 4 des Tragerkorpers 5 
geklebt. Die Dichtungsringe 20 und 21 haben die gleich 
Hone 22 und bilden gemcinsam die Anlageflache 7. Der 
Zwischenraum zwischen den Dichtungsringen 20 und 21 
bildet den Ans^ugraum-19 bzw. die Ansaugoffnung 8. Auf 
die beiden Dichtungsringe 20 und 21 wird der Mehrschicht- 
korper gelegt und der Ansaugrauin 19 evakuiert. Es entsteht 
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wieder ein reib- und forrnschlussiger Kontakt 23 zwischen 
der Anlageflache 7 des Anlagekorpers 20, 21 und der An- 
saugflache 12 des Mehrschichtkorpers. Der innere Dich- 
tungsring 21 bildet mil der Trageroberflache 4 und dem wei- 
teren Abschnitt 15 der Ansaugflachc 12 einen Hohlraum 18, 
der vom Ansaugraum 19 ringformig umschlossen ist, gegen 
den Ansaugraum 19 pneumatisch isoliert und damit auch 
gegen die Reaktionsumgebung isoliert ist. 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Haltern eines Werkstucks (2) 
durch Ansaugen des Werkstucks (2) an einen Anlage- 
korper (3), wobei 

- eine Anlageflache (7) des Anlagekorpers (3, 20, 
21) und eine Ansaugflache (12) des Werkstucks 
(2) einander zugewandt angeordnet sind und 

- die Anlageflache (7) des Anlagekorpers (3, 20, 
21) mindestens eine Ansaugoffnung (8) zum Aus- 
iiben eines Ansaugdrucks (13) auf einen Ansaug- 
abschnitt (14) der Ansaugflache (12) des Werk- 
stucks (3) aufweist, 

dadurch gckcnnzcichnct, daB 

- die Anlageflache (7) in einem Abstand (24) zur 
Ansaugoffnung (8) mindestens eine weitere Off- 
nung (17) aufweist zum Ausiiben eines vom An- 
saugdruck (13) verschiedenen weiteren Drucks 

(16) auf einen weiteren Abschnitt (15) der An- 
saugflache (12) des Werkstucks (2) und 

- die Ansaugoffnung (8) die weitere Offnung 

(17) ringformig umschlieBl. _ 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Anlagefla- 
che (7) ein elastomeres Material aufweist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die An- 
saugoffnung (8) ringformig ist. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wo- 
bei eine Vielzahl von Ansaugoffnung (8) die weitere 
Offnung (17) ringformig umschlieBt. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wo- 
bei der Anlagekorper (3) einen evakuierbaren Hohlkor- 
per aufweist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei der Hohlkor- 
per ein Schlauch ist. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wo- 
bei der Anlagekorper (3, 20, 21) an einer Tragerober- 
flache (4) eines Tragerkorpers (5) angeordnet ist, so 
daB die Anlageflache (7) von der Trageroberflache (4) 
abgesetzt ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der Anlage- 
korper (3, 20, 21) an der Trageroberflache (4) des Tra- 
gerkorpers (5) angeklebt ist. 

9. Verfahren zum Haltern eines Werkstucks durch An- 
saugen einer Ansaugflache (12) des Werkstucks (2) an 
eine Anlageflache (7) eines Anlagekorpers (3, 20, 21), 
insbesonderc Verfahren unter Verwendung einer Vor- 
richtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, mit den 
Verfahrensschritten: 

- a) Zueinander Anordnen der Ansaugflache (12) 
des Werkstucks (2) und der Anlageflache (7) des 
Anlagekorpers (3, 20, 21). 

b) Ausiiben eines Ansaugdrucks (13) auf einen 
ringformig gebildeten Ansaugabschnitt (14) der 
Ansaugflache (12) durch mindestens cine An- 
saugoffnung (8) der Anlageflache (7), so daB die 
Anlageflache (7) und die Ansaugflache (12 in ei- 
nen reib- und formschliissigen Kontakt (23) ge- 
bracht werden und daB in einem vom Ansaugab- 
schnitt (14) umgebenen weiteren Abschnitt (15) 
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der Ansaugflache (7) ein vorn Ansaugdruck (13) 
vcrschiedener weiterer Druck (16) wirkt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei auf den weite- 
ren Abschnitt (15) der Ansaugflache (12) ein Druck 
(16) von ctwa einer Atmospharc wirkt. 5 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei als 
Werkstiick (2) eine Platte verwendet wird. 

1 2. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, wo- 
bei wahrend des Halterns eine Materialbehandlung ei- 
ner von dem Ansaugabschnitt (14) und dem weiteren to 
Abschnitt (15) der Ansaugflache (12) verschiedenen 
Behandlungsoberflache (25) des Werkstucks (2) durch- 
gefuhrt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Material- 
behandlung chemisch durchgefuhrt wird. t5 

14. Anwendung des Verfahrens nach einem Anspru- 
che 9 bis 13 zurn Herstellen einer Dunnfilmsolarzelle. 
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